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O nas
' Our company

Firma NAT zajmuje sie produkcjg profesjonalnych akcesoriéw lakierniczych od 2004 roku.
0d poczatku dziatalnosci dazymy do zapewnienia naszym klientom produktéw najwyzszej
jakosci. W tym celu korzystamy z wyselekcjonowanych materiatdw wiodacych europej-
skich firm. Specjalizujemy sie w dostarczaniu kompleksowych rozwigzan umozliwiajacych
naszym klientom efektywne wprowadzenie produktéw na rynek.

The NAT company is a producer of proffesional painting accesories since 2004. From

the beggining, we strive to provide our customers with the highest quality products.

For this purpose, we use selected materials from leading European companies. We spe-

e i " . ' = : cialize in providing camprehensive solutions which help our customers with efficient
. , introduction of products on the market.
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O firmie

Spis tresci

Skala twardosci

Pady 50 mm

Pady 25 mm

Pady 10 mm
Przektadki dystansowe
Tasmy piankowe
Tasmy montazowe
Tasmy maskujgco - odchylajgce
Klocki szlifierskie
Talerze mocujgce
Aplikatory

Lokalizacja

spis tresci
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Our company
Content

Hardness scale
Polishing pads 50 mm
Polishing pads 25 mm
Polishing pads 10 mm
Interface pads

Soft edge foams
Double sided tapes
Masking - lifting tapes
Sanding blocks
Backing plates
Applicators

Location
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SKALA TWARDOSCI PADOW POLERSKICH
POLISHING PADS HARDNESS SCALE
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swap square honey snake  honey plus plus plus  karbowana karbowana
waffle waffle
C%CQ piana otwartokomorkowa Qo0 piana zamknietokomorkowa nie uzywac z maszynami dual action
OG> open-cell foam close-cell foam do not use with dual action machine

skala twardosci W




Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozciaganie
Wielko$¢ komarki
Odpornos< na rozrywanie

150

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8 -11kPa

200 %

200 kPa

600 - 800 UM
7 N/em

L D NS
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Niebieski pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi  Blue pad is designed to work with first step polishing com-
pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany pounds and compounds for matting. Foam structure is charac-
charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia, co pomaga trwale terized by high aggressiveness. [t helps permanently removing 150 Mm x 50 mm

Wymiar Size Index
PPHE1110150

usunac glebokie rysy, jednoczesdnie przygotowuje powierzchnie deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages
do kolejnych etapéw korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnie- of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for
nie efektu ciecia dla past polerskich.

Parametr

Gestosd

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornos< na rozcigganie
Wielkosé komorki
Odpornoséc na rozrywanie

150

Wartosc Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 UM
7 N/fem

Biaty pad przeznaczony do wspodtpracy z pastami polerskimi  White pad is designed to work with first and second step polish-
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste ing compounds. Foam structure maintains the compound on
na powierzchni gabki, co zapewnia doktadne wypracowanie the surface of the sponge which provides accurate developing

czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tngcych po polerujgce.

Parametr

Gestosc

Sztywnosé 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komarki
Odpornosé na rozrywanie

150

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8 -1 kPa

140 %o

200 kPa

480 - 660 Um
7 N/cm

Pomarariczowy pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami Orange pad is designed to work with first and second step pal-
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- ishing compounds. Foam structure maintains the paste on the
muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia doktadne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par-
cowanie czgstek i petne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

the polishing compounds.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength p—
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size Index

150 MM X 50 Mim PPHW1010150

particles and full utilization of the compound. Application: com-
pounds fram cutting to polishing type.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

50

Wymiar Size Index

150 MM X 50 Mm PPHO1010150

ticles and full utilization of the paste. Application: compounds
from cutting to polishing type.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydluzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozcigganie
Wielkosc komaérki
Odpornosc na rozrywanie

Wartoséé Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa

140 %

200 kPa

480 - 660 UM
7 N/cm

Parameter

Density
Stiffness
Eloengation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

R
[
150 e
Zohy pad przeznaczony do wspélpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wymiar Size Irides

drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierzchni  compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie czastek i petne of the pad which provides accurate developing particles and full

wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ‘'one step’ oraz drugiego kroku.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydluzenie wzgledne
Odpornosé na rozcigganie
Wielkos¢ komorki

Czarny pad przeznaczony do wspolpracy z pastami ostatniego  Black pad is designed to work with |ast step compounds.

Wartosc Value

26 - 30 kg/m?
2-4kPa

350 %

200 kPa

440 - 520 gm

kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: anti-hologram paste and mechanical application of

PPHY1010150

150 MM X 50 mMim

utilization of the paste. Application: second step polishing com-
pounds and one step compounds.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Wymiar Size Index

The structure of the foam quickly gives off heat.
PPHK2010150

150 MM X 50 mMm

nakiadanie politur. polishes.
Parametr Wartos$¢ Value | Parameter
Gestosc¢ 36 - 40 kg/m? Density p I us
Sztywnosé 40% 6,5 - 9,5 kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 90 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 190 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 475 - 665 um Cell size
——h
I
le—50
Biaty pad plus przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi  White pad plus is designed to work with first and second step Wymiar Size T

pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste polishing compounds. Foam structure maintains the compound
na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie on the surface of the sponge which provides accurate develop

czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujgce.

150 MM X 50 Mm PPHW3010150

ing particles and full utilization of the compound. Application:
compounds from cutting to polishing types.

A LT 50 mm polishing pads




PO N S W
Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 27 - 30 kg/m? Density
Sztywnosé 4,5-6,5kPc Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornos¢ na rozciaganie 200 kPc Tensile strength
Wielkos¢ komorki 435- 558 um Cell size
Odpornosd na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance
5 =%
|
150 50
Pomararczowy pad plus przeznaczony do wspétpracy z pastami  Orange pad plusis designed to work with first and second step Wymiar Size I

polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy-
muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia doktadne wypra-

cowanie czgstek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujgce.

Parametr

Gestosd

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosé na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornosé na rozrywanie

150

Wartos¢ Value

26 - 30 ka/m?
3,5-55kPa
250 %%

150 kPc

710 - 970 ym
7 N/em

Czarny pad plus przeznaczony do wspdtpracy z pastami ostat- Black pad is designed to work with |ast step compounds.
niego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: anti-hologram paste and mechanical application of

naktadanie politur.

polishing compounds. Foam structure maintains the paste on
the surface of the sponge which provides accurate develop-

150 MM X 50 Mm PPHO3110150

ing particles and full utilization of the paste. Application: com-
pounds from cutting to polishing types.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

polishes.

The structure of the foam quickly gives off heat.

plus

Wymiar Size Index
150 MM X 50 mm PPHG2110150

Uchwyt M14 z tworzywa ABS
M14 handle made of ABS plastic

Uchwyt M14 zostat wykonany z tworzywa ABS o podwyzszonej udarnosci.
Zapewnia idealnie osiowe mocowanie gabki na maszynie. Duza trwatos¢
poprzez indywidualnie dobrany klej do tgczonych materiatow.

Handle M4 is made from ABS plastic with high impact strength. It provides
perfectly axial sponge mounting on the machine. High durability through
individually selected adhesive bonded materials.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornoéc na rozcigganie
Wielkoé¢ komarki

Odpornosd na rozrywanie

Niebieski pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami polerskimi
pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Wysoce agre-
sywna struktura piany trwale usuwa glebokie rysy. Wykorzysta-
nie: wzmocnienie efektu cigcia dla past polerskich. Dodatkowy
potokragly profil od strony mocowania, zmniejsza rozcinanie
piany przez krawed? dekla | przediuza 2ywotnosc produktu.

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
200 %

200 kPa

600 - 800 UM
7 N/cm

(P B i U W
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

CE

—

Blue pad is designed for use with first step polishing com-
pounds and compounds for matting. Foam structure is charac-
terized by high aggressiveness which helps to permanently
remove deep scratches while preparing surfaces for subse-
quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect
of cutting for the polishing compounds.

Wymiar Size Index

150 MM X 50 MM PPHE1111150

Parametr Wartosc Value | Parameter

Gestosc 36 - 41 kg/m? Density

SZtywnose 8-11kPa Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odpornosc na rozciaganie 200 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komorki 480 - 660 UM Cell size

Odpornose na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance
S
R
P

Biaty pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami polerskimi  White pad is designed for use with first and second step polish- Wymiar Size Iridek

pierwszego i drugiego kroku.

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

ing compounds. Foam structure maintains the compound on
the surface of the sponge which provides accurate developing
Dodatkowy potokragly profil od strony mocowania, zmniejsza particles and full utilization of the compound.

150 MM X 50 MM PPHW1011150

rozcinanie piany przez krawedz dekla | przediuza zywotnos¢ Application: compounds from cutting to polishing type.

produktu.

Parametr

Gestosd

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielko$é komarki
Odpornosc na rozrywanie

150

Pomaranczowy pad przeznaczony do wspolpracy z pastami
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy-
muje paste na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypra-

Wartosc Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 pm
7 N/ecm

cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Orange pad is designed for use with first and second step pol-
ishing compounds. Foam structure maintains the paste on the
surface of the sponge what provides accurate developing par-

Wymiar Size Index
150 MM X 50 mMm PPHO1011150

ticles and full utilization of the paste. Application: compounds

from cutting to polishing type.

gabki polerskie so mm

mm polishing pads



Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozciaganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos< na rozrywanie

150

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa

140 %

200 kPc

480 - 660 pm
7 N/cm

PRI N S WL
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Zolty pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami polerskimi
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierzchni
gabki, co zapewnia doktadne wypracowanie czastek i peine

wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ‘one step’ oraz drugiego kroku.

Parametr

Gestosc

Sztywnosd

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozciaganie
Wielkos¢ komaorki
Odpornosé na rozrywanie

150

Wartosc Value

26 - 30 kg/m?
2-4kPa
350 %

200 kPa

440 - 520 M
7 N/ecm

Czarny pad przeznaczony do wspotpracy z pastami ostatniego  Black pad is designed to work with last step compounds.
The structure of the foam quickly gives off heat.

kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: anti-hologram paste and mechanical application of
polishes.

naktadanie politur.

e

Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wymiar Size
compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
of the pad which provides accurate developing particles and full

Index

150 MM X 50 mm PPHY1011150

utilization of the paste.

—

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Application: second step polishing compounds and one step
compounds.

Wymiar Size Index

150 MM X 50 mm PPHK2011150

Obty profil
Rounded profile

Dodatkowy pétokragly profil, od strony mocowania, zmniejsza rozci-
nanie piany przez krawedz dekla i przedtuza zywotnosc produktu.

An additional half-round profile, minimizes cutting the foam by the
edges of mounting and extends the products life.

Parametr

Gestosc

Sztywnosd

Wydtuzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozciaganie
Wielkos¢ komorki
Odpornosc na rozrywanie

Niebieski pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi
pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany
charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia, co pomaga trwale
usunac gtebokie rysy, jednoczesdnie przygotowuje powierzchnie
do kolejnych etapéw korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnie-

Wartosé Value

36 - 41 kg/m?
8- 11 kPa
200 %

200 kPa
600 - 80O m
7 N/em

nie efektu ciecia dla past polerskich.

Parametr

Gestosdd

Sztywnosc

Wydluzenie wzgledne
Odpornosé na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornosc na rozrywanie

Biaty pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami polerskimi
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste
na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie

Wartosc Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 UM
7 N/fem

czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujgce.

Parametr

Gestosc

Sztywnosd

Wydltuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komarki
Odpornosé na rozrywanie

O

Pomarariczowy pad przeznaczony do wspdltpracy z pastami
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy-
muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypra-

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8 -1 kPa

140 %

200 kPa

480 - 660 Um
7 Nfcm

cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

P ————
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Blue pad is designed to work with first step polishing com-
pounds and compounds for matting. Foam structure is charac-

Wymiar Size Index

terized by high aggressiveness which helps to remove deep 15¢ MmMxsomm PPHBE1112150
scratches permanently while preparing surfaces for subse-
quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect
of cutting for the polishing compounds.
Parameter
Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength =4
Cell size
Tear resistance
50
White pad is designed to work with first and second step polish- Wymiar Size Il
ing compounds. Foam structure maintains the compound on
150 MM X 50 Mm PPHW1012150

the surface of the sponge which provides accurate developing

particles and full utilization of the compound. Application: com-
pounds from cutting to polishing type.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Orange pad is designed to work with first and second step pol-
ishing compounds. Foam structure maintains the paste on the
surface of the sponge which provides accurate developing par-

Wymiar Size Index

150 MM X 50 Mm PPHO1012150

ticles and full utilization of the paste. Application: compounds
from cutting to polishing type.

pady polerskie 50 mm polishing pads



—

Parametr Wartos¢ Value | Parameter Parametr Wartos¢ Value | Parameter

Gestosc 36 - 41 kg/m?® Density Gestosc 36 - 41 kg/m? Density

Sztywnosc 8-11 kPa Stiffness Sztywnosc 8 -11kPc Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation - Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation

Odpornoéc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornoéc na rozcigganie 200 kPc Tensile strength

Wielkos¢ komarki 480 - 660 UM Cell size 4 . Wielkos¢ komorki 600-8o00 um | Cellsize

Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance 4 _/ Odpornosc na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance
SRR
[ AR

150 125 50

Zotty pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wymlar Size o Niebieski pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi  Blue pad is designed to work with first step polishing com- Wyiniar Size e
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierzchni  compounds. Foam structure maintains the paste on the surface A —— pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany pounds and compounds formatting. Foam structure is charac-
gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie czastek i pelne of the pad which provides accurate developing particles and full '*° ™M *s¢mm charakteryzuje sie wysoka agresywnoécia, co pomaga trwale terized by high aggressiveness which helps to remove deep 50 MM*25mm ENHENIOT0
wykorzystanie pasty. utilization of the paste, Application: one step compounds and usunac gtebokie rysy, jednoczesnie przygotowuje powierzchnie scratches permanently while preparing surfaces for subse-
Zastosowanie: z pastami typu ‘'one step’ oraz drugiego kroku. compounds of second step. do kolejnych etapow korekty lakieru, Wykorzystanie: wzmocnie- quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect
nie efektu ciecia dla past polerskich. of cutting for the polishing compounds.
Parametr Wartos¢ Value | Parameter Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 26 - 30 kg/mé? Density Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosc 2-4kPa Stiffness Sztywnosc 8-11kPc Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation
Odpornosé na rozciaganie 200 kPa Tensile strength Odpornosé na rozcigganie 200 kPec Tensile strength
Wielkosc¢ komaorki 440 - 520 4M Cell size Wielkos¢ komarki 600 - 800 UM Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance Odpornosé na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance
=5
W
150 50 50
Czarny pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami ostatniego  Black polishing pad is designed to work with last step polishing Wymiar Size Hidleic Bialy pad przeznaczony do wspélpracy z pastami polerskimi  White pad is designed to work with first and second step polish- Wymiar Size T
kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto, campounds. The structure of the foam quickly gives off heat. pierwszego i drugiego kroku, Struktura piany utrzymuje paste ing compounds. Foam structure maintains the compound on
A \ s o ; 7 A 150 MM X 50 mm PPHK2012150 3 ; L ; ; ; X ¢ 150 MM X 50 Mm PYHWI1010150
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: anti-hologram paste and mechanical application of na powierzchni gabki, co zapewnia dokfadne wypracowanie the surface of the sponge which provides accurate developing RS A PVHWI1010135
naktadanie politur. polishes. czastek i petne wykorzystanie pasty. particles and full utilization of the compound. 126 MM X 56 MM PVHWI010125
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. Application: compounds from cutting to polishing.
Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosd 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosc 8-1kPc Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpoernosc na rozcigganie 200 kPc Tensile strength
Wielkos¢ komdrki 480 - 660 UM Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 N/fem Tear resistance
Frezy
Recesses o %
Na roboczej powierzchni gabki znajdujg sie trzy zaglebienia tworzace
okregi, ktorych funkcja jest zatrzymywanie oraz réwnomierne odda-
wanie pasty polerskiej na polerowany element, a takze ochrona przed
nadmiernym jej rozpryskiwaniem.
S
50

On the working surface there are three recesses which form circles.
Their function is to retain and evenly put polishing compound on the
polished element. It is also used as the protection against excessive

splashing. Pomaranczowy pad przeznaczony do wspolpracy z pastami Orange pad is designed to work with first and second step pol- Wymiar Size i
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- ishing compounds. Foam structure maintains the paste on the
2 L 3 ; i - ; . 150 MM X 50 Mm PYHO1010150
muje paste na powierzchni gabki co zapewnia dokfadne wypra- surface of the sponge which provides accurate developing par- NN ot PVHO1010135
cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. ticles and full utilization of the paste. Application: compounds 3¢ mm x g6 mm PVHO1010125

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

from cutting to polishing type.

pady polerskie so mm

“polishing pads



Parametr

Gestosc

Sztywnosé

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornosc na rozrywanie

150

Wartodé Value

36 - 41 kg/m?
g-nkPa

140 %

200 kPa
480 - 660 UM
7 N/cm

125

Z6ity pad przeznaczony do wspélpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierzchni  compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
gabki, co zapewnia dokfadne wypracowanie czastek i pelne of the pad which provides accurate developing particles and full

wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ‘one step’ oraz drugiego kroku.

Parametr

Gestodd

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosé na rozcigganie
Wielkos¢ komarki
Odpornosc na rozrywanie

150

Wartosc Value

26 - 30 kg/m?
2-4kPa

350 %

200 kPc

440 - 520 UM
7 Nfem

125

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size

150 MM X 50 mm
135 MM X 50 mMm
125 MM X 50 Mm

utilization of the paste. Application: second step poelishing com-
pounds and one step compounds.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

S

50

index

PVHY1010150
PVHY1010135
PVHY1010125

Czarny pad przeznaczony do wspotpracy z pastami ostatniego  Black pad is designed to work with |ast step compounds. The Wymiar Size
kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne hologram paste and mechanical application of polishes.

naktadanie politur.

Parametr

Gestosc

Sztywnosé

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komarki
Odpornoseé na rozrywanie

150

Wartos¢ Value

36 - 40 kg/m?
6,5-9,5 kPa
90 %

190 kPa

475 - 665 Um
7 N/cm

structure of the foam quickly gives off heat. Application: anti-
150 MM X 50 MM

135 MM X 50 mMm
125 MM X 50 MM

Parameter

plus

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Index

PVHK2010150
PVHK2010135
PPHK2010125

Biaty pad plus przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi  White pad plus is designed for use with first and second step Wyimiar Size

pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na polishing compounds. Foam structure maintains the compound
powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czastek on the surface of the sponge which provides accurate develop-

i petne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

15

150 MM X 50 Mm

ing particles and full utilization of the compound. Application:
compounds from cutting to polishing type.

Index
PVHW3010150

Parametr Wartosé Value | Parameter p I us
Gestosc 27 - 30 kg/m? Density

Sztywnosd 4,5 - 6,5 kPc Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odporno$¢ na rozcigganie 200 kPc Tensile strength

Wielkos¢ komorki 435 - 558 pum Cell size

Odpornosc na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance

ole]

Pomarariczowy pad plus przeznaczony do wspétpracy z pastami  Orange pad plus is designed for use with first and second step
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- polishing compounds. Foam structure maintains the paste
muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia dokfadne wypra- on the surface of the sponge what provides accurate develop-

Wymiar Size

150 MM X 50 Mm

Index

PVHO3110150

cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

ing particles and full utilization of the paste. Application: com-
pounds from cutting to polishing type.

Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestodé 26 - 30 kg/m® Density I us
Sztywnosc 3,5-55kPa Stiffness p
Wydtuzenie wzgledne 250 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 150 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komdarki 710 - 910 m Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 N/em Tear resistance
1650 50
Czarny pad plus przeznaczany do wspotpracy z pastami ostat- Black pad is designed to work with last step compounds. The Wymiar Size Tridak

niego kroku. Struktura piany szybko oddaje cieplo.
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne hologram paste and mechanical applying of polishes.

naktadanie politur.

Welur poliamidowy zapewnia mocne i wielokrotne potaczenie ze

wszystkimi typami talerzy mocujacych.

Polyamide velour to provide strong and multiple connection. It's

compatible with all types backing plates.

structure of the foam quickly gives off heat. Application: anti-

150 MM X 50 Mm PVHG2110150

Rzep
Velcro

oE[o A T ISR I-B{Na [l 50 mm polishing pads



Pady polerskie 25 mm
25 mm polishing pads
owiany do efektywnego polerowania powtok lakierniczych. Dostosowany do istnie-

emow polerskich, do pracy z maszynami zarowno rotacyjnymi jak i orbitalnymi,
w zakresie predkosci obrotowych 300-2500.

r efficient polishing coatings. Adapted to existing polishing systems on the
th'machines both rotary and orbital wet and dry speed range 300-2500 rpm.

pady polerskie 25 mm W& mm polishing pads



Parametr Wartod¢ Value | Parameter Parametr Warto$é Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosid 40% 9 -14 kPa Stiffness SwWa p Sztywnosdd 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 % Elengation
Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkosé komérki 580 - 740 Um Cell size Wielkos¢ komaorki 480 - 660 UM Cell size
Odpornosc na rozrywanie 560 kPa Tear resistance Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance
o
L
150 125 25 150 25,

Pad ,swap" przeznaczony do wspolpracy z pastami polerskimi Pad swap is designed for being used with first and second step Wailar Size e Pomaraniczowy pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step pol- Wymilar Skze Iridex

pierwszego i drugiego kroku. Otwarto komdrkowa struktura polishing pastes. Open-cell foam structure maintains low tem- 165 mm x 25 mm PVLHI310165 polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- ishing compounds. Foam structure maintains the paste on the AR -

piany utrzymuje niska temperature pracy. Pracujac w wysokim perature. Working in high temperature range we receive high 150 mmx 25 mm PVYLH2210150 muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par- 1535 i xis s PVLO1010135

zakresie temperatur otrzymujemy wysoki poziom wykonczenia level of finish. 135 MM X 25 mm PVLH2310135 cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. ticles and full utilization of the paste. Application: compounds 125 MM X 25 mm PVLO10101325

Zastosowanie: pasty tnace, ‘one step, polerujace. Application: Cutting pastes, one step, finishing. 1;5 mm x 25 mm Eﬁt:;::g;ég Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. from cutting to polishing. 83 mm x 25 mm PVYLO1010083
3 MM X 25 mm

ciht AT AT M LAY
Parametr Wartosé Value | Parameter Parametr Warto$é Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation WydtuZenie wzgledne 140 ¥ Elongation
Odpornosc na rozciaganie 200 kPa Tensile strength Qdpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komaorki 600 - 800 Um Cell size Wielkos¢ komorki 480 - 660 pm Cell size
Odpornose na rozrywanie 7 N/em Tear resistance Qdpornosc na rozrywanie 7 Nfcm Tear resistance
T ™ [ N
- L
180 1 125 45 180 25

Niebieski pad przeznaczony do wspdltpracy z pastami polerskimi  Blue pad is designed for use with first step polishing com- Wymiar Size Tt Z6My pad przeznaczony do wspélpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wymiar Size i
pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany poundsand compounds for matting. Foam structure is charac- 165 MM x 25 mm PVLE1110165 drugiego kroku. Struktura piany utrzymuije paste na powierzchni compounds. Foam structure maintains the paste on the surface B T PYLY1010165
charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia, co pomaga trwale terized by high aggressiveness which helps to remove deep 56 mm x 25 mm PVLB1110150 gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie czastek i pelne of the pad which provides accurate developing particles and full 150 mm x 25 mm PVLY1010150
usunac glebokie rysy, jednoczesnie przygotowuje powierzchnie scratches permanently while preparing surfaces for subse- 135 mmx25mm PVLB1110135 wykorzystanie pasty. utilization of the paste. Application: second step compounds 135 mmx25mm PVLY1020135
do kolejnych etapow korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnie- quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect 125 mmx 25 mm PVLB1110125 Zastosowanie: z pastami typu ‘one step’oraz drugiego kroku. and one step compounds. 125 MM X 25 MM PVLY1020125
nie efektu ciecia dla past polerskich. of cutting for the polishing compounds. B3 mimcas PVLB1110083 45 mm¥25mm PYLE1020082
Parametr Wartoéé Value | Parameter Parametr Wartos$é Value | Parameter
Gestosd 36 - 41 kg/m? Density Gestodé 38 - 47 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 8-1kPa Stiffness Sztywnosc 40% 5,5-8,5kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornos¢ na rozcigganie 300 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 480 - 660 UM Cell size Wielkos¢ komorki 500 -750 UM Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance Odpornosé na rozrywanie 9 Nfem Tear resistance
=
LA
150 125 25 150 o 125 L25,]
Bialy pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step polish- Wymiar Size Idex Czerwony pad przeznaczony do szybszego wykanczania Red polishing pad is designed for efficient polishing of hard Wymiar Size tiden
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste ing compounds. Foam structure maintains the compound on —— PVLW1010165 powierzchni w przypadku twardych lakierow. Struktura piany painted coatings. It's made for faster surface finishing when eetta RS T PVLR1210165
na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie the surface of the sponge which provides accurate developing 150 mmx 25 mm PYLWI1010750 utrzymuje paste na powierzchni gabki, co zapewnia doktadne working with hard coatings. 150 MM X 25 MM PYLR1210150
czastek i pelne wykorzystanie pasty. particles and full utilization of the compound. Application: com- 135 mm x 25 mm PYLW1010135 wypracowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. Application: compounds gently polishing, finishing and to work 135 mm x 25 mm PVLR1210135
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. pounds from cutting to polishing. 125 MM X 25 MM PVLW1010125 Zastosowanie: wspoltpraca z pastami polerskimi delikatnie pole- with cleaners. 125 MM X 25 mMm PVLR1210125
B3 mm ¥ 25 mm PVLW1010083 B3 mm x 25 mm PVLR1210083

rujacymi, wykonczeniowymi oraz do pracy z cleanerami.

pady polerskie 25 mm

25 mm polishing pads



Parametr Wartosé Value | Parameter Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 26 - 30 kg/m? Density Gestosc 26 - 30 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 2 -4 kPa Stiffness Sztywnosc 40% 3,5 -5,5 kPa Stiffness p I us
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 250 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkose komorki 440 - 520 gM Cell size Wielkos¢ komérki 710 - 970 UM Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance

150 125 L2 . @ 25

Czarny pad plus przeznaczony do wspélfpracy z pastami ostat- Black pad plus is designed to work with last step compounds,
The structure of the foam quickly gives off heat.

Czarny pad przeznaczony do wspélpracy z pastami ostatniego Black pad is designed to work with last step compounds. Wymiar Size Index Wymiar Size index

kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto. The structure of the foam quickly gives off heat. 165 MM X 25 mm PVLK2010165 niego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto. B PVLG2110150
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: anti-hologram paste and mechanical application of 150 mm x 25 mm PVLK2010150 Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical application
nakladanie politur. polishes. 135 MM X 25 Mm PVLK2010135 naktadanie politur. of polishes.
125 MM X 25 Mm PVLK2010125
83 mm x 25 mm PVLK2010083
Parametr Wartosé Value | Parameter Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosd 36 - 40 kg/m? Density I Gestosc 36-41 ka/m? Density
Sztywnosc 40% 6,5-9,5kPa Stiffness p us Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydluzenie wzgledne 00 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation
Odpornoseé na rozcigganie 190 kPa Tensile strength Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkosé komdrki 475 - 665 Um Cell size Wielkoéé komdrki 600 - 800 UM Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance
Q
D
: ¢
¢
150 1256 _‘25
Bialy pad plus przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi  White pad plus is designed for use with first and second step Wymiar Size — Niebieski pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi  Blue pad is designed for use with first step polishing com- Winilar Stes ——
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste polishing compounds. Foam structure maintains the compound pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany pounds and compounds for matting. Foam structureischarac- .o 0o o PVLB1120165
150 MR -25mm PYLW3010150 charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia, co pomaga trwale terized by high aggressiveness which helps to remove deep 150 mm x 25 mm PVLB1120150

na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie on the surface of the sponge which provides accurate develo-

czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

ping particles and full utilization of the compound. Application:
compounds from cutting to polishing.

usunac gtebokie rysy, jednoczeénie przygotowuje powierzchnie

do kolejnych etapdw korekty lakieru.

Whykorzystanie: wzmocnienie efektu ciecia dla past polerskich.

scratches permanently while preparing surfaces for subse- 135 mmx25mm

quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect 125 Mmx25mm

Parametr Wartos¢ Value | Parameter Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 ka/m?* Density I Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 4,5- 6,5 kPa Stiffness p us Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 % | Elongation
Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornosc na rozcigganie 200 kPa | Tensile strength
Wielkosé komdrki 435 - 588 pm Cell size Wielkoséé komorki 480 - 660 pm Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 7 Nicm | Tear resistance

of cutting for the polishing compounds.

83 mm x 25 mm

PVLB1120135
PVLB1120125
PVLB1120083

25 150 125 25

Pomarariczowy pad plus przeznaczony do wspbipracy zpastami  Orange pad plus is designed for use with firstand second step "o e - T Biaty pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step polish-  wymyar size Index
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- polishing compounds. Foam structure maintains the paste pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste ing compounds. Foam structure maintains the compound on 180 mmx 2s mm PVLW1020180
muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia doktadne wypra- on the surface of the sponge what provides accurate develop- 122 MM *25mm EVLOS1T0150 na powierzchni gabki, co zapewnia dokltadne wypracowanie the surface of the sponge which provides accurate developing ::é $m :i: m: E&::mg;g::gg
cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. ing particles and full utilization of the paste. Application: com- czastek i petne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od particles and full utilization of the compound. Application: com- S PYLW1020135
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. pounds from cutting to polishing. tnacych po polerujace. pounds from cutting to polishing. 125 MM X 25 MM PVLW1020125
83 mm x 25 mm PYLW1020083
8 calix 25 mm PVLW1020203

pady polerskie 2

'm polishing pads



Parametr Warto$é Value | Parameter Parametr Wartod¢ Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosc 26 - 30 kg/m? Density
Sztywnosic 40% 8-11 kPa Stiffness Sztywnosc 40% 2-4 kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 %o Elongation Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornos¢ na rozciaganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komarki 480 - 660 pm Cell size Wielkos¢ komarki 440 - 520 Um Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 7 Niem Tear resistance
Q
. ¢
¢/
150 125 35 .
Pomarariczowy pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step pol-  yymiar size inafa Czarny pad przeznaczony do wspéfpra‘cy z pastami ostatniego Black pad is designed for use_with Igst step compounds. Wymiar Size Tniclasse
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- ishing compounds. Foam structure maintains the paste onthe 165 mm x 25 mm PVLO3110165 kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto. The structure of the foam quickly gives off heat. 180 MM X 25 mm PYLK2020180
muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia dokfadne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par- 150 MM x 25 mm PVLO3110150 Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: anti-hologram paste and mechanical applying of 165 mm x 25 mm PYLK2020165
cowanie czastek i pelne wykorzystanie pasty. ticles and full utilization of the paste. Application: compounds 35 MM X25mm Eﬁtglg;gl ;g naktadanie politur. polishes. 150 MM X 25 MM Eﬁtggig::g
s i 3 i 3 125 mm X 25 mm 135 MM X 25 mm
Zastosowanie: pasty od tngcych po polerujace. from cutting to polishing. St e T PVLO1020083 o S i PVLK2020125
83 mm ¥ 25 mm PVLK2020083
8 cali x 25 mm PVLK2020203
Parametr Wartos¢ Value | Parameter
. Srednice padéw o grubosci 25 mm Diameters of the pads with thickness 25 mm
Gestosé 36 - 41 kg/m? Density L
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komarki 480 - 660 UM Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 N/em Tear resistance

135
150 .25,
Zéhy pad przeznaczony do wspélpracy 2z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wyrmiar Size il
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierzchni  compounds. Foam structure maintains the paste on the surface g5 1 % 25 mm PVLY 1020165
gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie czastek i petne of the pad which provides accurate developing particles and full 150 mm x 25 mm PVLY 1020150
wykorzystanie pasty. utilization of the paste. 135 mm x 25 mm PVLY1020135
Zastosowanie: z pastami typu ‘one step’ oraz drugiego kroku. Application: second step compounds and one step compounds 125 mm x 25 mm PVLY1020125
83 mm % 25 mm PVLY 1020083
150 165 180 = 203 £
Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 29 - 43 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 4-6 kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosc na rozcigganie 250 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 480 - 620 pm Cell size
Karbowany profil
Waffle profile
Specyficzny ksztatt minimalizuje powstawanie sladow
wirowania/hologramow.
Specific shape minimizes signs of spins/holograms.
150 125 25

Czerwony pad przeznaczony do wspotpracy z pastami ostatnich  Red pad is designed for use with last step compounds. Wymiar Size indéx

krokdw. Struktura piany szybko oddaje ciepto. The structure of the foam quickly gives off heat. TS M Sl PVLR1420165
Zastosowanie: wspotpraca z pasatami delikatnie polerujgcymi, Application: compounds gently polishing, finishing and to 150 mm x 25 mm PVLR1420150
wykoriczeniowymi oraz cleanerami. work with cleaners. 135 MM X 25 mm PVLR1420135
125 MM X 25 Mm PVLR1420125
83 mm X 25 mm PVLR1420083

pady polerskie 25 mm



Pady polerskie ze strukturg
Structural polishing pads

Systemy naciec powierzchni roboczej zostaty zaprojektowane w celu poprawy jakosci pracy. Opraco-
wano kilka systemow naciec, ktore sa przystosowane do wlasciwosci zarysowania danej plaszczyzny.
Komfort pracy z uzyciem paddw strukturalnych gwarantuje oszczednos¢ czasu i efektywne wykorzy-
stanie past polerskich.

System of cuts on working surface are designed to improve the quality of work. There have been
created couple of such systems, that are adapted to the properties of scratching the surface.
Comfortable working with structural pads guarantees savings time and efficient use of polishing
paste.

pa;! ST INPLRIul 25 mm polishing pads
A




Parametr Wartod¢ Value | Parameter Parametr Wartoéé Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosé 40% 9-14 kPa Stiffness Swa p Sztywnosdd 40% 2-1kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komérki 580 - 740 Um Cell size Wielkosc komarki 480 - 660 UM Cell size
Odpornosé na rozrywanie 560 kPa Tear resistance Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance

150

126

il

25
=2,

Pad ,swap" przeznaczony do wspolpracy z pastami polerskimi Pad swap is designed for being used with first and second step Pomaraniczowy pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step pol-

- il AT Wymiar Size Index At ; : ? i o Wymiar 5ize Index
pierwszego i drugiego kroku. Otwarto komorkowa struktura polishing pastes. Open-cell foam structure maintains low tem- polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- ishing compounds. Foam structure maintains the paste on the
piany utrzymuje niska temperature pracy. Pracujac w wysokim perature. Working in high temperature range we receive high 115305 "n::lz ;z 2';: Egt:gg:gl:g muje paste na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par- 115;;':12’;22 22 xtgli:l 2{5)
zakresie temperatur otrzymujemy wysoki poziom wykonczenia level of finish, Application: Cutting pastes, one step, finishing. 126 I X 25 M PVLH234312‘5 cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. ticles and full utilization of the paste. Application: compounds 125 MM X 25 MM PVLO1043125
Zastosowanie: pasty tnace, ‘one step, polerujace. 83 Mm% 25 mm PYLH2343083 Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. from cutting to polishing type. 83 mm x 25 mm PVLO1043083

Parametr Wartosé Value | Parameter Parametr Warto$é Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 ¥ Elongation
Odpornosc na rozciaganie 200 kPa Tensile strength Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komaorki 600 - 800 um Cell size Wielkos¢ komorki 480 - 660 pm Cell size
Odpornoseé na rozrywanie 7 N/em Tear resistance Qdpornosc na rozrywanie 7 N/fcm Tear resistance
I %
( Y
_#
& \..
150 125 L2 “ \\

Z6iy pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing

Niebieski pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami polerskimi  Blue pad is designed to work with first step polishing com- Wymiar Size iy Wynilar Size T
pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany poundsand compounds for matting. Foam structure is charac- drugiego kroku. Struktura piany utrzymuije paste na powierzchni compounds. Foam structure maintains the paste on the surface

charakteryzuje sie wysoka agresywnoscig, co pomaga trwale terized by high aggressiveness which helps to remove deep 115° :2’;:;5 ':'n$ EEtg::i:gg gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie czastek i pelne of the pad which provides accurate developing particles and full 1150 mmiis mm :\\:mx;;g
usunac glebokie rysy, jednoczesnie przygotowuje powierzchnie scratches permanently while preparing surfaces for subse- égmmm;j sy PVLE1143125 wykorzystanie pasty. utilization of the paste. Application: second step compounds :g mm“z o PVLY1043135
do kolejnych etapoéw korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnie- quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect g3 mmxasmm PVLB1143083 Zastosowanie: z pastami typu ‘one step’ oraz drugiego kroku. and one step compounds. 83 MM X 25 mm PVLY 1043083

nie efektu ciecia dla past polerskich. of cutting for the polishing compounds.

Parametr Wartoéé Value | Parameter Parametr Warto$é Value | Parameter
Gestodé 36 - 41 kg/m? Density Gestodé 38 - 47 kg/m? Density
Sztywnosd 40% 8-11kPa Stiffness Sztywnosd 40% 5,5-85kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydluzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odporno$¢ na rozcigganie 300 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 480 - 660 UM Cell size Wielkose¢ komorki 500 -750 LM Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance Odpornosé na rozrywanie 9 Nfem Tear resistance
~
= ey
150 125 25
Bialy pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi White pad is designed to work with first and second step polish- Wymiar Size thdex Czerwony pad przeznaczony do szybszego wykanczania Red polishing pad is designed for efficient polishing of hard Wymiar Size i

pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste ing compounds. Foam structure maintains the compound on powierzchni w przypadku twardych lakierow. Struktura piany painted coatings. It's made for faster surface finishing when

na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie the surface of the sponge which provides accurate developing 115305 "n:rn:iii mnn: gtﬁ}x;];g utrzymuje paste na powierzchni gabki, co zapewnia doktadne working with hard coatings. 1:; mgii: mm Eﬂtglgig:gg
czastek i pelne wykorzystanie pasty. particles and full utilization of the compound. Application: com- oo o o0 oo PVLW1043125 wypracowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. Application: compounds gently polishing, finishing and to work  15c v x 25 mm PVLR1243125
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. pounds from cutting to polishing. B3 MM X 25 mm PVLW1043083 Zastosowanie: wspotpraca z pastami polerskimi delikatnie pole- with cleaners. 83 MM X 25 mm PVLR1243083

rujacymi, wykonczeniowymi oraz do pracy z cleanerami.

27 SELNELIES PRI 25 mm polishing pads




Parametr

Gestosc

Sztywnos¢ 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornoéc na rozciaganie
Wielkos¢ komorki
Qdpornosc na rozrywanie

150

Czarny pad przeznaczony do wspélpracy z pastami ostatniego Black pad is designed to work with last step compounds.

J

Wartos¢ Value

26 - 30 kg/m?
2-4kPa

350 %

200 kPa

440 - 520 um
7 N/em

kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: anti-hologram paste and mechanical application of

naktadanie politur.

@

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

palishes.

180

Wymiar size Index
The structure of the foam quickly gives off heat. >
150 MM X 25 MM PVLK2043150
135 MIM X 25 mm PVLK2043135
125 MM X 25 Mm PVLK2043125
B3 mm x 25 mm PVLK2043083
165 N 150
Pad DA
DA pad

Centralnie umieszczony otwor zapobiega rolowaniu sig pasty poler-
skiej w srodkowej czesci pada. Pad zostat zaprojektowany w celu uta-
twienia pracy z maszynami ‘dual action’.

The hole in DA pad prevents polishing past from gathering in the
middle part of the pad. This characteristic makes working on dual
action machines much easier.

Parametr Wartosé Value | Parameter

Gestosé 36 - 41 kg/m? Density Patent pending
Sztywnosd 40% 8-11kPa Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odporno$¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komorki 480 - 660 1M Cell size

Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance

Zélty pad 'honey’ przeznaczony do wspélpracy z pastami Yellow honey polishing pad is an easier, faster and more enjoy-
polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste able way to get the highest gloss of lacquer for the most

25 |
s S

Wymiar Size Index

na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne wypracowanie demanding users. Foam structure maintains the paste on the ::g :2:2 mm x[l\:1§3300115500
czastek i petne wykorzystanie pasty. Krawedzie blokow szescio- surface of the pad what provides accurate developing of parti- 1AE 1Y X 26 MM PVLY1030135
katnych skracaja czas doprowadzenia lakieru do idealnego cles and full utilization of the paste. The edges of the hexago- 125 mm x 25 mm PYLY1030125

stanu. Naciecia pomagaja kontrolowac temperature.
Zastosowanie: z pastami typu ‘one step’ oraz drugiego kraku.

nal blocks reduce the time of bringing the paint to the ideal
state, Cuts help to control the temperature.

_
Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestos 26-30kg/m' | Density Patent pending
Sztywnosc 40% 2-4kPa Stiffness
Wydluzenie wzgledne 350 %% Elongation
OdpornosE na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkoé¢ komdrki 440 - 520 pm Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance
125 vl 25

Czarny pad ‘honey’ jest tatwiejszym i szybszym sposobem
osiggniecia najwyzszego potysku lakieru dla najbardziej wyma-
gajgcych uzytkownikéw. Struktura piany utrzymuje paste na
powierzchni gabki, co zapewnia doktadne rozprowadzanie
czasteki petne wykorzystanie pasty. Krawedzie blokéw szescio-
katnych skracaja czas doprowadzenia lakieru do idealnego
stanu. Naciecia pomadgaja kontrolowad temperature.

Black honey polishing pad is an easier, faster and more enjoy-  Wymijar Size Index

able way to get the highest gloss gf Ianuer for the most - PVHK2030150
demanding users. Foam structure maintains the paste on the 156 MM X 25 MM PYLIC2030150
surface of the pad what provides accurate developing of parti- 135 mmx 25 mm PVLK2030135
cles and full utilization of the paste. The edges of the hexago- 125 mmx25mm PVLK2030125

nal blocks reduce the time of bringing the paint to the ideal
state, Cuts help to control the temperature.

Parametr Wartos¢ Value | Parameter

Gestosc 26 - 41 kg/m? Density :
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Patent pendl I'Ig
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komarki 480 - 660 pm Cell size

Pomaranczowy pad 'honey’ to tatwigjszy i szybszy sposdb na
otrzymanie najwyzszego potysku lakieru przez najbardziej wyma-
gajacych uzytkownikéw. Pomaraniczowy pad przeznaczony do
wspotpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku.
Struktura piany utrzymuje pastg na powierzchni gabki, co
zapewnia dokladne wypracowanie czastek i petne wykorzystanie
pasty.

Orange honey polishing pad is an easier, faster and more

Wymiar Size index
ano%ﬁal:jl_e way to g(;?t the hig:&.!stdglr?ss CI-; I;:thuer fgr':hi n;ost i BVHOT 630150
emanaing users. I“.-SFH_’:]E pad |s aesigned tor use with the -I‘St 150 MM X 25 MM PVLO1030150
and second step polishing compounds. Foam structure main= 43¢ mm x 25 mm PVLO1030135
tains the paste on the surface of the pad what provides accurate 125 mm x 25 mm PVYLO1030125

developing of particles and full utilization of the paste.

pady polerskie 25 mm

wm polishing pads



Parametr Wartosé Value | Parameter ;
Patent pending
Gestosé 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosé 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 480 - 660 Um Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance
150 126 25

Pad ‘snake’ o $rednio twardej strukturze. Pad polerski dostepny
tylko w kolorze zéltym, zalecany do swiezych i miekkich
lakierow. Polecany z powodu szybszego oddawania ciepta przez
gabke, oraz do trudnych w polerowaniu miejsc, takich jak dolne
partie drzwi czy zderzaki, ze wzgledu na bardzo tatwe prowadze-
nie gabki cala powierzchnia.

Snake polishing pad has a medium hard structure. This polish-
ing pad available only in iyellow colour, is recommended for
fresh and soft coatings. Recommended due to faster heat dis-
sipation through the sponge, and for polishing difficult places,
such as the lower parts of the doors and bumpers, thanks to
the extremely easy handling of the entire pad surface on the
paint.

Parametr Wartosé Value | Parameter
Gestoéé 36 - 41 ka/m? Density Patent pending
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation
Odpornose na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komarki 600 - 800 UM Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 Nfem Tear resistance

//--—""-—-L
i A\

150 | 125

Pad ‘square’ o bardzo twardej strukturze. Pad polerski dostepny
tylko w kolorze niebieskim, zalecany do twardych/zniszczonych
lakieréw. Ze wzgledu na unikalne naciecia oraz duza agresyw-
nosé piany. z ktérej zostat wykonany, znacznie skraca czas wypo-
lerowania glebokich rys oraz usuniecia utlenionej czedci lakieru.

Square polishing pad has a very hard structure. Polishing Pad is
only available in blue colour. Recommended for hard / damaged
paint. Due to the unique cuts and high aggressiveness of foam
from which it is made, significantly reduces the time of polishing
deep scratches and removes the oxidized parts of varnish, It is
not recommended to use for polishing paints located on the
plastic and the fresh paints.

Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation
Odpornoic na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkoé¢ komdrki 600 - 800 UM Cell size
Odpornosd na rozrywanie 7 Nfecm Tear resistance
150 150

Wymiar Size

150 MM X 25 mm
135 MM X 25 mm
125 MIM X 25 Mm

Index

PVLY1031150
PVLY1031135
PVLY1031125

Wymiar Size Index
150 MM X 25 mm PVLB1132150
135 MM X 25 Mm PVLB1132135
125 MM X 25 Mmm PVLB1132125
Pad honey
Honey Pad

Pad'honey' to w szczegdlnoéci odpowied? na rozwijajacy sie segment
autodetailing. Naciecia dzielg powierzchnie robocza na kilkadzie-
sigt mniejszych utatwiajac prowadzenie gabki catg powierzchnia po
lakierze. W zaleznosci od twardosci, naciecia zwiekszaja jakost pole-
rowanej powierzchni lub niwelujg liczbe hologramaw.

Haney pad is particulary an answer to the growing segment of auto
detailing. Incisions divide working surface on dozens of smaller
parts, making it easier to conduct a pad on the entire surface of the
paint. Depending on the hardness it increases the quality of the

polished surface or eliminate holograms.

Niebieski pad przeznaczony do wspolpracy z pastami polerskimi
pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany
charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia, co pomaga trwale
usungc glebokie rysy, jednoczesnie przygotowuje powierzchnie
do kolejnych etapow korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnie-
nie

Blue pad is designed for use with first step polishing com-
pounds and compounds for matting. Foam structure is charac-
terized by high aggressiveness which helps to remove deep
scratches permanently while preparing surfaces for subse-
quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect
of cutting for the polishing compounds.

Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosd 38 - 47 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 55-85kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 300 kPa Tensile strength
Wielkosc komarki 500 - 750 UM Cell size
Odpornosc na rozrywanie 9 N/ecm Tear resistance
160 150

Czerwony pad przeznaczony do szybszego wykanczania
powierzchni w przypadku twardych lakierdw. Struktura piany
utrzymuje paste na powierzchni gabki, co zapewnia dokladne
wypracowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: wspotpraca z pastami polerskimi delikatnie pole-
rujacymi, wykonczeniowymi oraz do pracy z cleaner-ami.

-

10

Red pad is made for faster surface finishing when waorking with
hard coatings. Foam structure maintains the compound on the
surface of the sponge which provides accurate developing par-
ticles and full utilization of the compound. Application: com-
pounds gently polishing, finishing and to work with cleaners.

Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 26 - 30 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 2-4kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 440 - 520 pm Cell size

150 150

Czarny pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami ostatniego
kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakta-
danie politur.

o

Black pad is designed to work with last step compounds.

The structure of the foam quickly gives off heat.

Application: anti-hologram paste and mechanical applying of
polishes.

pady polerskie 10 mm

Wymiar Size

129 MM X 10 mm
75 MM x 10 mm
53 MM X 10 mm
33 MM X 25 Mmm

Index

PVSB1119129
PVSB1119075
FV¥5B1119053
PVSB1119033

Wymiar Size

129 MM X 10 mm
75 Mm X 10 mm
53 Mm X 10 Mm
33 mMmx 25 mm

Index

PVSR1219129
PV5R1219075
PV5R1219053
PVWSR1219033

Wymiar Size

129 MM X 10 Mmm
75 MM X 10 mm
53 MM x10 mm
33mMmx 10 mm

A 10 mm polishing pads

Index

PV5K2019129
PVSKZ019075
PVSK2019053
PV3K2019033



Bardzo twarda Miekka Soft
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Dysk przejsciowy miekki stuzy w szczegdlnosci do wykancza-

Dyﬁk. prZEJFCIOWy opron p.nrac ws‘tgpnych mezEshizyl do wykari- System Systems Wymiar Size Index : : ; : . " i System Systems Wymiar Size Index
czania delikatnych tukéw i profili. nia wszelkich nieptaskich elementow karoserii. Stanowi bardzo
MULTI 150 MM X 10 mm IVMB1119150 F] 2 o 3 MULTI 150 MM X 10 mm IVMEK2019150
0 BT XTO IVMB1143150 dobre zabezpieczenie przed przecieciem lakieru na kantach 0 A b TR T IWMK2043150
Interface Pad in addition to the preliminary work can be also 641 150 mm x 10 mm IVMEBE1141150 i zatamaniach karoserii. 6+1 150 MM X 10 mm IWMK2041150
used for finishing delicate arches and profiles. 8+1 150 MM X 10 mm IVMB1140150 8+1 150 MM X 10 mm VIMK2040150
8+1 125 MM X 19 mm IVMB1140125 v rf Padicatt. i eritard <l Fei Rirdehi i 8+1 125 MM x 10 mm IVMK2040125
3 75 mm X 10 mm IVMB1142075 Interface Pad soft, in particular is used for finishing all non- 3 75 MM X 10 mm IVMK2042075

planar body parts, It is a very good protection against paint
cuts on the edges and angles of the body.

Systemy Systems
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oo O Cg o O System 0 150 mm System 841 125 mm System 3 75 mm
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System 8+1 150 mm System 6+1 150 mm System MULTI 150 mm

Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do wykan- System Systems Wymiar Size Index
czania delikatnych tukow i profili. MULTI AT [VMY1019750 O
0 150 MM X 10 mm IVMY 1043150 O O
Interface Pad in addition to the preliminary work can be also 21 150 Mm x 10 mm :xmgi:ﬂ;g O
% v : + 150 mMim X 10 mm
used for finishing delicate arches and profiles. i s e VMY 1040125 O 0O
3 75 mMim X 10 mm IVMY 1042075 O
Srednio twarda Middle
150

Przektadki dystansowe
Interface pads

O O
o O O
o e

150

Przektadki dystansowe produkowane w czterech twardosciach,
stuzg do prac od wstepnych po wykoriczeniowe. Piany dobrane
zostaty pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pyhu, wody oraz wysokich temperatur.

Interface pads, produced in four hardness, are used for the
whole range of polishing, fram preliminary works to finishing.
Foamns have been selected for high durability and resistance to
dust, water and high temperatures.

128
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Dysk przejsciowy srednio miekki delikatnie amortyzujace, prze- System Systems Wymiar Size Index
znaczone do koricowej obrébki delikatnych tukow. MULTI 150 MM X 10 mm IVMR1219150
0 150 MM X 10 mm IVMR1243150
; ; 6+1 150 MM X 10 mm IVMR1241150
Interface Pad medium soft gentle cushioning, designed for fin- 841 150 MM X 10 mm IVMR1240150
ishing delicate arches. 8+1 125 MM X 1¢ mm IVMR1240125
3 75 MM X 10 mm IVMR1242075

przéfadk ctansowe \ interface pads
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Tasmy piankowe
Soft Edge Foams

=)

jjakosci piany | zaawansowanych technologicznie klejow czotowych europejskich
producentéw s oﬂis’w produktl_odpowiadajqcy potrzebom nowoczesnego lakiernictwa.

.—l-'-'--.,

Using high-quality foam and the mest technologically advanced adhesives of Europe's leading
manufacturers, we create a proguetsuited to the needs of the modern varnishing.

IEHWWAIERUCIYEIR soft edge foams
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Wymiar Size Index Wymiar Size Index

13 MM X 10 MM X 10 M FXXW1010010 Bmmxiommxsom [ FXXW1010050

20m
L 240 i 4x13] AL : ;
A g (S Tasmy piankowe
Wymiar Size Index Soft edge foams
13 MIM X 10 MM X 20 M FXXW1010020
i -.%
Tasma piankowa do wnek zaprojekt do maskowania szczelin. Dosto-
Ve sowana do przestrzeni miedzy elem roserii samochodowej. Chroni

wnetrze pojazdu przed odkurzem lakie
ostrej krawedzi lakieru.
Materialy uzyte do produkgji tas
oraz elastyczne wypetnianie wnek |

1. Zapobiega powstawaniu

Soft Edge Foam is designed to mask slots. Suitable
provide an e

(1T elements of car body. y
The materials used for the production of
Q the substrate, and flexible filling of cavities and'e

240 _5x13

v
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Wymiar Size Index

FXXW1010025
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tasmy piankowe



Tasma montazowa szara Gray double sided tape

Tasma szara przeznaczona do montazu elementow typu: listwy,

panele boczne, profile dekoracyjne, emblematy, itp.

Tasma montazowa biata White double sided tape

Biata tasma przeznaczona szczegdlnie do prac meblarskich, ele-

kronicznych, oéwietleniowych.

ove
s Montd :
Lt quper Mo O
5y ont

Gray tape is designed for mounting features such as moldings,
side panels, decorative profiles, emblems, etc.

Wymiar Size Index
6 mm x 5m DXSG50XX065
gmmx5m DXSG50XX095
12 MM X 5m DXSG50XX125
15 MMxsm DXSG50XX155
19 MM X 5 m DXSG50XX195
25mmx5m DXSGS50XX255
Wymiar Size Index
6mmxiom DXSG50XX061
ammxiom DXSG50XX091
12 mm x1om DX5G50XX121
15Mmx10m DXSG50XX151
19 mmxiom DXS5G50XX191
25mMm X 10 m DXSGS0XX251
Wymiar Size Index
6mMMmx5m DXSW50XX065
9mmxsm DXSW50XX095
1zZmmxsm DXSW5s0XX125
15 MM X 5m DXSWS0XX155
19 MM X 5m DXSWS0XX195
25Mmxsm DXSWS0XX255
Wymiar Size Index
&mm x1om DXSW50XX061
9 mm X 10 m DXSW50XX091
12mmx1em DXSWS0XX121
15 Mmm X 10 m DXSWS0XX151
19 MM x 10 m DXSW50XX191
25Mmxiom DXSWS50XX251

can be used in furniture, eletronics and light techno-

Tasmy montazowe
Double sided tapes

Tasma tworzy bardzo mocne pofaczenie odporne na wode, oleje silnikowe,
paliwa, promienie UV araz warunki atmosferyczne. Wykonana z wysokiej
jakosci wzmocnionej pianki polietylenowej pokrytej klejem akrylowym
zabezpieczonym folig silikenowg. Moze by¢ uzywana do taczenia materia-
téw o rdZnej rozszerzalnosci termicznej.

Tape creates a very strong connection resistants to water, motor oil, fuel,
UV rays and atmospheric conditions. Made of high-quality reinforced poly-
ethylene foam covered with an acrylic adhesive silicone film secured. It can
be used to connect materials of different thermal expansion.

Tasma maskujaco - odchylajaca czerwona

Tasma maskujaco - odchylajaca biata |

5m

Uzycie tasmy pozwala na lakierowanie elementu gteboko pod
uszczelka, poprzez jej odchylenie i zamaskowanie. Po lakierowa-
niu i usunieciu tasmy uszczelka wraca do pierwotnego ksztattu
bez zabrudzer lakierniczych.

The tape is used for masking window and windscreen seals of
unremovable window panes, Adhered tape pulls the borders of
the seal aside and so it enables easy access to places between
the seal and the car body sheet.

plus

Uzycie tasmy pozwala na lakierowanie elementu gleboko pod
uszczelka, poprzez jej odchylenie i zamaskowanie. Po lakierowa-
niu i usunieciu tasmy uszczelka wraca do pierwotnego ksztahtu
bez zabrudzen lakierniczych.

The tape is used for masking window and windscreen seals of
unremovable window panes. Adhered tape pulls the borders of
the seal aside and so it enables easy access to places between
the seal and the car body sheet.

10 mm
e

Wymiar Size Index
10 X 50 MM X 10 m LXSR}XXX 101
15 X 50 MM ¥ 10 m LXSRHXXK151
19 X 50 MM % 10 M LXSRYXXX191
Wymiar Size Index
10 X 50 MM X 10 M LXSWHOOO007
15X 50 MM X1em LXSWIXKX151
19 X 50 MM X106 m LXSWIXXK191
-
e A
=
n

50 mm

tapes

50 mm




Klocek szlifierski duzy Big sanding block

i}

I.. 290 - J 75

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem sciernym.
Sktada sie jest z czterech komponentéw, przez co osiggnieto
duzg sztywnosé wewnetrzng klocka, przy jednoczesnym zacho-
waniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczna cecha klocka
sg dwie powierzchnie robocze: biafa i czarna.

Powierzchnia biata wykorzystywana jest do szybkiej obrdbki
prostych powierzchni, charakteryzuje ja duza twardos¢ oraz
bardzo niska scisliwosc; powierzchnia czarna wykorzystywana
jest do szlifowania delikatnych tukow, zagtebien oraz wszelkich
elementéw profilowanych.

Klocek szlifierski sredni Middle sanding block

5

200

2 2

200 75

e o

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem sciernym.
Skiada sie jest z czterech komponentdw, przez co osiggnieto
duza sztywnosc wewnetrzng klocka, przy jednoczesnym zacho-
waniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczng cecha klocka
s3 dwie powierzchnie robocze: biata i czarna.

Powierzchnia biata wykorzystywana jest do szybkiej obrobki
prostych powierzchni, charakteryzuje ja duza twardos¢ oraz
bardzo niska scisliwos¢; powierzchnia czarna wykorzystywana
jest do szlifowania delikatnych tukéw, zaglebier oraz wszelkich
elementéw profilowanych.

Klocek szlifierskimaly Small sanding block

75

140 75

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem sciernym.
Sktada sie jest z czterech komponentow, przez co osiggnieto
duza sztywnosc wewnetrzng klocka ,przy jednoczesnym zacho-
waniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczna cechg klocka
53 dwie powierzchnie robocze: biata i czarna.

Powierzchnia biata wykorzystywana jest do szybkiej obrobki
prostych powierzchni, charakteryzuje jg duza twardos¢ oraz
bardzo niska scisliwosc; powierzchnia czarna wykorzystywana
jest do szlifowania delikatnych tukow, zaglebien oraz wszelkich
elementow profilowanych.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of four
components, Thanks to them it has achieved high inner rigidity
while retaining its very low weight. A characteristic feature of
the sanding block are the two working surfaces: white and
black.

The white surface is used for fast simple surface treatment, it's

Wymiar Size

characterized by high hardness and very low compressibility. 290x7s5x33 mm

Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and
all profile elements.

Index
SXMKXX10290

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of four
components, Thanks to them it has achieved high inner rigidity
while retaining its very low weight. A characteristic feature of
the sanding block are the two working surfaces: white and
black.

The white surface is used for fast simple surface treatment, it's

characterized by high hardness and very low compressibility. 200 x75x33 mm

Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and
all profile elements.

Wymiar 5ize

Index
SXMEXX10200

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of four
components. Thanks to them it has achieved high inner rigidity
while retaining its very low weight. A characteristic feature of
the sanding block are the two working surfaces: white and
black.

The white surface is used for fast simple surface treatment, it's
characterized by high hardness and very low compressibility.
Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and
all profile elements.

Wymiar Size

140 X 75 X 33 mm

Index
SAMEXX10140

Klocek szlifierski czarny Black sanding block

6

220

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem Sciernym.
Jeden komponent zapewnia niska wage i duza trwatosc.
Czarny klocek wykorzystywany jest do szlifowania bardzo deli-
katnych tukéw.

Klocek szlifierski niebieski Blue sanding block

220

220

plus

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of one
component, thanks to which it has low weight and high durabil-

ity. Black sanding block is used for polishing very delicate arcs.

plus

Wymiar Size

M4% 62 X718 mm

220X 62 X 18 mm

Index

SKMIG10114
SXMICX10220

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem sciernym. Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of one Wymiar Size

Jeden komponent zapewnia niskg wage i duza trwatosc,
Niebieski klocek wykorzystywany jest do szlifowania delikatnych
tukaw.

Klocek szlifierski z6lty Vellow sanding block

fi2

220

1

component, thanks to which it has low weight and high durabil-

ity. Blue sanding block is used for polishing delicate arcs.

plus

114 X 62 X 18 mm

220 X 62 X 18 mm

Index

SKMBXX10114
SXMBXX10220

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem Sciernym. Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of one Wymiar Size

Jeden komponent zapewnia niska wage i duzg trwatosc.

Z6ly klocek wykorzystywany jest do szlifowania fukéw, lity. Yellow sanding block is used for polishing very delicate ares.

przettoczen, profili i zderzakow.,

component, thanks to which it has low weight and high durabi

114 % 62 X 18 mm
220X 62 X 18 mm

QLI SEFAMIN S sanding blocks

Index
SXMYXX10114
SXMYXX10220



Tarcza oporowa 10 mm 10 imm Backing plate

Tarcza oporowa 1omm zaprojektowana do mocowania ggbek
polerskich z rzepem na maszynach rotacyjnych z wrzecionem
M14. Warstwa sredniej twardosci piany utatwia prowadzenie
gabki po lakierze calg jej powierzchnia.

Elementy z tworzywa ABS o podwyzszonej udarnosci oraz
metalowy gwint M14 gwarantuja trwatos¢ produktu.

Tarcza oporowa Backing plate

116

Tarcza oporowa zaprojektowana do mocowania gabek poler-
skich z rzepem na maszynach rotacyjnych z wrzecionem M14.
Elementy z tworzywa ABS o podwyzszonej udarnosci gwaran-
tuja trwatosc produktu.

Zestaw 3 aplikatorédw Set of 2 applicators

140 100

Zotty-twardy, zalecany do uzywania z reczrnymi pastami renowa-
cyjnymi;

Owalne {czarne)-miekkie, przeznaczone do naktadania woskow,
dresingu do opon, odzywek do lakieréw.

Budowa kazdego aplikatora pozwala na réwnomierne roztoze-
nie nacisku na jego cata powierzchnie przez co kosmetyk nakta-
dany jest doktadnie i jednolicie.

43

Backing plate 1omm is designed to fasten Velcro polishing pads

on rotary machines with M14 spindle.

The layer of medium hardness foam helps to use the polishing
Leh b . 123 MM X 10 mm

pad with its entire surface.

Elements of ABS plastic with high impact strength and M14

metal thread guarantee the durability.

Wymiar Size Index
BMMY1019123

Backing plate is designed to fasten Velcro polishing pads on
rotary machines with M14 spindle.
Elements made of ABS plastic have high impact durability.

Wymiar Size Index

123 mm BPLXXX19123

Yellow-hard, recommended for use with manual compounds for
maintenance;
Oval (black)-soft, for applying wax, tire dressing, paints nutri-

Wymiar Size Index

ents. 140 MM X 70 Mm AMXND050500
The construction of each applicator allows for evenly distribu- ‘g‘* mmx 55 mm
tion of pressure on the entire surface by which a cosmetic is BT 6 i

applied accurately and uniformly.

Aplikator twardy

140 140

Aplikator do polerowania recznego.

Piana z ktérej jest zrobiony jest dosy¢ twarda, a ksztatt ergonomi-
czny, co zapewnia efektywna i wygodng prace. ldealnie nadaje
sie do pracy z pasta polerska.

Aplikator miekki - duzy

it fos

100 100

Aplikator z miekkiej piany do nakfadania dressingdw na cpony
i plastiki. Idealnie nadaje sie do aplikacji woskéw i politur. Apli-
kator posiada twardy uchwyt, dzieki czemu mozemy go pewnie
trzymad i rownomiernie dociskac do podtoza calg powierzchnie
aplikatora.

Aplikator miekki - maly

£
|25

Aplikator z migkkiej pianki do naktadania dressingéw na opony
i plastiki. Idealnie nadaje sie do aplikacji woskow. Pasuje do wigk-
szosci puszek dzieki czemu mozemy rownomiernie nakfadac
wosk, cata jego powierzchnia, Aplikator posiada twardy uchwyt,
dzieki czemu mozemy go pewnie trzymacd i réwnomiernie
dociskac¢ do podtoza cata powierzchnie aplikatora.

a0

70

Applicator for hand polishing.
Foam from which it's made is quite hard. It's ergonomic shape
makes work with this product efficient and comfortable. Ideally 140 mm x 70 mm

suited for use with polishing compound.

Soft foarm applicator for applying dressings on tires and plastics.
Ideally suited for the application of waxes and polishes. It fits to

Index
AXMY1030300

Wymiar Size

55

most cans so we can apply the wax evenly with all its surface.
The applicator has a hard handle, so we can hold it firmly and Wymiar Size
evenly press down to the ground with the entire surface of the 100 mm x 55 mm
applicator.

-
30
47

Soft foam applicator for applying dressings on tires and plastics.
Ideally suited for the application of waxes and polishes. It fits to
most cans so we can apply the wax evenly with all its surface.
The applicator has a hard handle, so we can hold it firmly and Wymiar Size Index
evenly press down to the ground with the entire surface of the 68 mm x 40 mm AXMK2010100
applicator,

Index

AXMKZ2020200

FIX=Ji- W 2 CCesories




Lokalizacja
Location

~ +Firma NAT miesci sie w potudniowo-zachodniej czeéci Polski, w dynamicznie rozwijajacym sie
—~i-ezwartym co do wielkosci miescie Wroctaw. Granica z Niemcami znajduje sie w odlegtosci 170

~—~km, Czechami 140 k. Potaczenie z terminalem promowym w Swinoujsciu, a takze dostep do mig-
~ - dzynarodowej autostrady A4 gwarantuje szybk reakcje na potrzeby odbiorcéw.

_Cfr?ﬁ'l"p-a'_&y;Na.t_'i_s_ldcated irf the south-western part of Poland, in the fast developing, fourth largest

==t tysiroetaw. Distance to-German border - 170km, to Czech Republic - 140 km, fast connection to
the feTE-termimalin.Swinoujscie as well as access to international A4 motorway guarantees quick

lokalizacja "RIsYeEialely)
: ==

45 )



NAT Polska
Natalia Madejska
ul.Buforowa 34
52-131 Wroctaw

tel.: + 48 7134116 08
e-mail: materialy@polerskie.com
www.polerskie.com
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